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データで見る知財事情

各国・地域からの出願が漸増傾向

近年は各国・地域による登録が漸増傾向

外国人による日本への特許出願件数

外国人による日本での特許登録件数
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中国からの出願が 2021 年にピークを迎えた

中国からの出願が 2021 年にピークを迎えた

（特許庁年報 2023 年度版より抜粋）

外国人による日本への意匠登録出願件数

外国人による日本への商標登録出願件数
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Intellectual Property Statistics

Applications from various countries and regions are gradually increasing.

Gradual increase in patent registrations by country/region.

Number of patents registered in Japan by foreigners

Number of patent applications filed in Japan by foreigners
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Design applications from China peaked in 2021.

Trademark applications from China peaked in 2021.

(Source : JPO Annual Report 2023)

Number of design applications filed in Japan by foreigners

Number of trademaark applications filed in Japan by foreigners


